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应 用
 光纤布拉格光栅刻写

 波长敏感加工

 立体光刻

 显示器修复

 微细加工

 半导体检测

 倍频氩离子激光器替换

 光致发光测量

概 述
IMPRESS 213是高重频二极管泵浦 Q开关
固体激光器。优异的 TEM00光束模式非常适

合用于计量学和微细加工，如半导体或显示

器修复。其极短的波长适合于直接刻写应用。

特 点
 极短紫外波长

 插槽安装激光二极管泵浦

 优异的光束形貌

 超低运行与维护成本

 “绿色光电”

 24/7连续工业使用典型参数
型 号 IMPRESS 213
波 长 213 nm
平均功率 150 mW
脉 宽 < 7 ns
脉冲能量 >15 µJ
重复频率 0.1-30 kHz
M2 因子 < 1.6
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优异的 FBG刻写性能
 超快刻写速度，仅需数分钟

 光纤无需预载氢

 高重频刻写光纤光栅质量更高

 超低运行与维护成本，体积小
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IMPRESS 224 深紫外纳秒固体激光器

概 述
IMPRESS 224 是高重频二极管泵浦 Q 开关
固体激光器。优异的 TEM00光束模式非常适

合用于计量学和微细加工，如半导体或显示器

修复。其极短的波长适合于直接刻写应用。

典型参数
型 号 IMPRESS 224
波 长 224 nm
平均功率 300 mW
脉 宽 < 9 ns
脉冲能量 >30 µJ
重复频率 0.1-30 kHz
M2 因子 < 1.6

应 用
 光纤布拉格光栅刻写

 波长敏感加工

 立体光刻

 显示器修复

 微细加工

 半导体检测

 倍频氩离子激光器替换

 光致发光测量

特 点
 极短紫外波长

 激光二极管泵浦

 激光二极管插槽安装

 优异的光束形貌

 高脉冲功率

 超低维护成本

 “绿色光电”

 24/7连续工业使用

优异的 FBG刻写性能
 超快刻写速度，仅需数分钟

 光纤无需预载氢

 高重频刻写光纤光栅质量更高

 超低运行与维护成本，体积小
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